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Abstract (en)
2.1 The known photosensitive matting agents for photosensitive recording materials can only be produced at considerable expense. 2.2 If the
photosensitive recording layer comprises a silver-halide emulsion, a photosensitively matted material is obtained if photoinsensitive matting agent
particles are incorporated into the starting solutions for the silver-halide precipitation. 2.3 Production of photosensitive recording materials containing
silver halides, in particular for use in reproduction technology and in medical diagnostics.

Abstract (de)
2.1 Die bekannten lichtempfindlichen Mattierungsmittel fur lichtempfindliche Aufzeichnungsmaterialien sind nur mit betréchtlichem Aufwand
herstellbar. 2.2 Besteht die lichtempfindliche Aufzeichnungsschicht aus einer Silberhalogenidemulsion, so erhélt man ein lichtempfindlich mattiertes
Material, wenn man lichtunempfindliche Mattierungsmittelteilchen den Ausgangslésungen der Silberhalogenidfallung einverleibt. 2.3 Herstellung
von lichtempfindlichen Aufzeichnungsmaterialien mit Silberhalogeniden, insbesondere zur Anwendung in der Reproduktionstechnik und in der
medizinischen Diagnostik.
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